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CONVOCACAO - EDITAL N° 44/2022/JIPA - CGAB/IFRO

A DIRETORA-GERAL DO CAMPUS JI-PARANA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA, em atendimento & Lei 11.892, de 29 de dezembro de
2008, artigo 7°, inciso II, TORNA PUBLICO a divulgagdo da Segunda Convocacido dos Candidatos
Aprovados no Edital n°44/2022/JIPA - CGAB/IFRO, de 31 de outubro de 2022 (Doc. SEI N° 1759011).

SEGUNDA CONVOCACAO DE CANDIDATOS
Curso FIC em Maquiagem

Ordem
da Nome Disciplina e Requisito de Formacao Pontuacio Situacéo
Inscri¢cao
Portugués Instrumental e Midias Digitais (Graduagao

Eunice em Lingua Portuguesa, e/ou Graduagao em
01 Alves Pedagogia, e/ou Tecnologo Informatica e/ou 14 CONVOCADO(A)

Gomes Graduagao em Analise e Desenvolvimento de

Sistema.)

Wesller Técnicas em Maquiagem (Graduacdo em Estética,

07 Fabiano || e/ou Formagflo em n}vel Me’:d.lo em Maqulz}igerp, e/ou 15 CONVOCADO(A)
Santos do Formacao em nivel Médio com experiéncia
Nascimento || profissional comprovada na drea de maquiagem)

sel

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Leticia Carvalho Pivetta, Diretor(a) Geral, em
17/01/2023, as 10:26, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6° § 1°, do
Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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